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Abstract (en)
[origin: ES8602963A1] Metal surfaces are phosphated with an acidic phosphating soln. contg. Zn, Ca, phosphate and accelerator and opt. Ni or
fluoride. The metal surface, cleaned by degreasing, is contacted, without activation, at 30-65 (48-57) deg. C. with solns. contg. (a) over 0.5-1.5 g/l Ca
ions, (b) 0.5-1.5 g/l An ions, (c) 10-50 g/l PO4 ions, and, as accelerator, (d) 0.5-30 g/l NO3 ions and/or 0.01-0.6 g/l NO2 ions and/or 0.2-10 g/l CIO3
ions and/or 0.1-2 g/l organic nitro cpd. and/or 0.01-0.5 g/l inorganic peroxide, esp. H202. - The solns. have pH 2.2-3.8. The molar ratio of free acid
to total acid is 1 : 10 to 1 : 60 Wh. ratio (Ca ions + Zn ions) :PO4 ions is 1 : over 8 to 1 : 40.
[origin: ES8602963A1] Metal surfaces are phosphated with an acidic phosphating soln. contg. Zn, Ca, phosphate and accelerator and opt. Ni or
fluoride. The metal surface, cleaned by degreasing, is contacted, without activation, at 30-65 (48-57) deg. C. with solns. contg. (a) over 0.5-1.5 g/l Ca
ions, (b) 0.5-1.5 g/l An ions, (c) 10-50 g/l PO4 ions, and, as accelerator, (d) 0.5-30 g/l NO3 ions and/or 0.01-0.6 g/l NO2 ions and/or 0.2-10 g/l CIO3
ions and/or 0.1-2 g/l organic nitro cpd. and/or 0.01-0.5 g/l inorganic peroxide, esp. H202. - The solns. have pH 2.2-3.8. The molar ratio of free acid
to total acid is 1 : 10 to 1 : 60 Wh. ratio (Ca ions + Zn ions) :PO4 ions is 1 : over 8 to 1 : 40.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Phosphatierung von Metalloberflachen mittels einer sauren, Zink, Calcium, Phosphat und Beschleuniger,
sowie gegebenenfalls weitere Zusatze enthaltenden Phosphatierldusng, das dadurch gekennzeichnet ist, da man die Oberflachen nach
entfettender Reinigung ohne Aktivierungsschritt im Temperaturbereich von 30 bis 65°C mit Lésungen in Kontakt bringt, die Zn2<+>, Ca?<+>,
PO437?, sowie als Beschleuniger Nitrat- und/oder Nitrit- und/oder Chlorat-lonen und/oder eine organische Nitroverbindung und/oder H202 bzw. ein
anorganisches Peroxid enthalten und einen pH-Wert von 2,2 bis 3,8 ein Verhaltnis von freier Saure zu Gesamtséure von 1 : 10 bis 1 : 60, sowie ein
Gewichtsverhaltnis (Ca?<+> + Zn?<+>): PO43? von 1 : > 8 bis 1 : 40 aufweisen, sowie die Anwendung dieses Verfahrens zur Vorbehandlung der
Metalloberflachen fur die Elektrotauchlackierung, insbesondere fiir die kathodische Elektrotauchlackierung.
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